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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PORTARIA N2 9061, DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

Instaura Processo Administrativo Disciplinar
e designa Comissao para conduzi-lo.

A DIRETORA DA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS, usando da atribuicdo que lhe confere o Artigo 143 da Lei n2 8.112/90 e
a Portaria de Delegagdo de Competéncia n? 031, de 21 margo de 2018, da Magnifica Reitora, tendo
em vista o NUP 23546.062875/2024-19 e considerando as recomendac¢des contidas na NOTA
TECNICA N2 69/2024/GAB-CMEC-UFMG, e ainda, o pedido de rentincia da presidéncia da Comiss3o,
documento SEI: 3628090, RESOLVE:

Art. 12 Tornar sem efeito a Portaria 8157, de 13 setembro de 2024, publicada no
Boletim Interno da UFMG em 16 de setembro de 2024, documento SEI: 3551564.

Art. 22 Designar os servidores Geraldo Marcio Alves dos Santos, SIAPE 1805021,
ocupante do cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, lotado no Departamento de
Administracao Escolar da FAE; Paulo Henrique de Queiroz Nogueira, SIAPE 1677133, ocupante do
cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, lotado no Departamento de Ciéncias
Aplicadas a Educacao da FAE; Anderson Moraes Abreu, SIAPE 2144483, ocupante do cargo de
Bibliotecario, lotado na Escola de Belas Artes, para, sob a presidéncia do primeiro, comporem
Comissdao de Processo Administrativo Disciplinar encarregada de, no prazo de 60 (sessenta) dias,
apurar eventual responsabilidade de docente pelos fatos que se encontram registrados conforme
Registro de NUP 23546.062875 2024-19.

Art. 32 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

PROFESSORA THAIS PORLAN DE OLIVEIRA
Diretora da Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas - FAFICH / UFMG

Documento assinado eletronicamente por Thais Porlan de Oliveira, Diretor(a), em 09/10/2024,
as 15:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 52 do Decreto n2 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Referéncia: Processo n2 23072.252683/2024-16 SEIn2 3627326



